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Przedmiotem wynalazku jest pokrycie ochronne
do form i rdzeni zabezpieczajgce powierzchnie for-
my przed dziataniem gorgcego metalu. W przemy-
$le odlewniczym stosuje sie powszechnie powloki
ochronne do zabezpieczenia powierzchni form i
rdzeni piaskowych przez wytworzenie warstwy
zabezpieczajacej wneke formy lub powierzchnie
rdzenia przed dzialaniem wysokiej temperatury
ciektego metalu jak: staliwo, zeliwo lub ich stopy.

Ponadto uzycie znanych pokryé opartych na
sktadnikach wysoko ognioodpornych, na przyklad
cyrkonu, grafitu, maczki kwarcowej i innych, utat-
wia proces wypelniania formy cieklym metalem,
eliminuje wady powierzchniowe odlewu i powo-
duje uzyskanie gladkiej i estetycznej powierzchni
odlewu.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu nowe-
go, dotychczas nie stosowanego skladnika w po-
kryciach formierskich, mianowicie weglika krze-
mu, zwlaszcza otrzymywanego podeczas produkcji
elektrod weglowych, posiadajgcego wysoka ognio-
odporno$¢ i wlasnoSci wigzgce, umozliwiajgce przy-
wieranie do zabezpieczanej powierzchni.

Zastosowanie pokrycia wedlug wynalazku za-
pewnia uzyskanie odlewéw bez wad powierzchnio-
wych i pozwala na wyeliminowanie obecnie sto-
sowanych drogich pokryé opartych na skladnikach
importowanych, na przyklad: cyrkon, grafit itp.
‘Oprécz rezultatéw technologicznych powstang efek-
ty ekonomiczne na skutek nizszych kosztéw ma-
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2
terialéw bezpoSrednich w stosunku do pokryé tra-
dycyjnie stosowanych, dzieki czemu mozna liczyé
na rozpowszechnienie stosowania pokrycia bedace-
go przedmiotem wynalazku.

Pokrycie formierskie sporzadzone na bazie we-
glika krzemu z odpowiednim dodatkiem, na przy-
klad elektrografitu, moze byé stosowane do form
i rdzeni wykonywanych z piasku ze spoiwem na-
turalnym oraz z mas syntetycznych i mas opar-
tych na szkle wodnym lub innych mas stosowa-
nych w odlewnictwie.

W zalezno$ci od tworzywa odlewu, wielko$ci od-
lewu i rodzaju uzytych materialéw formierskich
opracowano hastepujgce przyklady pokryé:

Przyktad I:

Weglik krzemu 94%

Kaolin 5%

Dekstryna 1%
Przyktad II:

Weglik krzemu 75%6

Grafit 20% .

Bentonit gat. I 4%/o

Dekstryna 1%
Przyktad III:

Weglik krzemu 50%0

Grafit 45%

MKP B22c/ 3/80
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Bentonit V-6 4
Dekstryna 1970
Przyktad IV:
Weglik krzemu 85"/y
Sadza polaktywna 10%0
Grafit 5%y

Wymienione w podanych przykladach iloSci po-
szczegoblnych skladnikow mogg ulegaé zmianom W
zalezno$ci od potrzeb technologicznych odlewni
stosujacej pokrycie.

Uzycie weglika krzemu jako skladnika pokryé¢
wymaga wlasciwego przygotowania polegajgcego
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na wysuszeniu w temperaturze 110°C i rozdrob-
nieniu wedlug warunkéw technicznych obowigzu-
jacych w odlewnictwie.

Zastrzezenie patentowe

Pokrycie ochronne do form i rdzeni odlewni-
czych wykonywanych z mas na piasku natural-
nym, mas syntetycznych lub innych mas formier-
skich, zawierajace znane materialy ogniotrwate
jak cyrkon, grafit, maczke kwarcowsg i inne zna-
mienne tym, ze zawiera do 95°0 sproszkowanego
weglika krzemu w stosunku wagowym do ogdélnej
ilo$ci skladnik6w pokrycia.

PZG w Pab. zam. 1349-67, nakl. 310 egz.
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